
ПРОЦЕССЫ 
ПЛАЗМЕННОГО ТРАВЛЕНИЯ 

В МИКРО' И НАНОТЕХНОЛОГИЯХ

В.  А. Галперин, Е.  В. Данилкин, А.  И. Мочалов



Под редакцией 
д.т.н., проф. С. П. Тимошенкова 

Допущено 
Учебно�методическим объединением вузов Российской Федерации 

по образованию в области радиоэлектроники, электроники, 
биомедицинской техники и автоматизации 

в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 210100
 «Электроника и микроэлектроника» 

ПРОЦЕССЫ 
ПЛАЗМЕННОГО ТРАВЛЕНИЯ 

В МИКРО� 
И НАНОТЕХНОЛОГИЯХ

Учебное пособие

В. А. Галперин,
 Е. В. Данилкин, А. И. Мочалов

������
�	
��. ���������� ������

2010



УДК 621.38+533.9
ББК 34.55+34.96+32.844.1+30.61+22.333я73

Г15

Серия основана в 2006 г.

Галперин В. А.

Г15 Процессы плазменного травления в микро- и нанотехно-
логиях : учебное пособие / В. А. Галперин, Е. В. Данилкин,
А. И. Мочалов ; под ред. С. П. Тимошенкова. — М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010. — 283 с. : ил. — (Нанотехнологии).

ISBN 978-5-9963-0032-7

В свете современного развития нанотехнологии и микромеханики рассмот-
рены процессы и системы вакуумно-плазменного травления, находящие широкое
применение в производстве современных ультрабольших интегральных схем,
изделий микроэлектромеханических систем и наносистем. Проанализированы
способы обеспечения вакуумно-технических требований к проведению этих
процессов, приведены методы контроля и диагностики, позволяющие достаточно
глубоко понять характер протекающих процессов с целью соответствующей
оптимизации технологии и оборудования.

Для студентов вузов, изучающих процессы микро- и наноэлектроники,
а также аспирантов, инженеров и научных работников, занимающихся вопросами
технологии интегральных схем и микромеханики.

УДК 621.38+533.9
ББК 34.55+34.96+32.844.1+30.61+22.333я73

По вопросам приобретения обращаться:
«БИНОМ. Лаборатория знаний»

Телефон: (499) 157-5272
e-mail: binom@Lbz.ru, http://www.Lbz.ru

ISBN 978-5-9963-0032-7 c© БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010



































[ . . . ]



Галперин Вячеслав Александрович – кандидат технических 
наук, начальник лаборатории НПК «Технологический центр» 
Московского института электронной техники (МИЭТ). В составе 
группы отечественных ученых принимал активное участие 
в разработке технологий формирования нано структу риро ван&
ных областей в кремнии и других функциональных слоях микро& 
и наноэлектроники с минимальной шириной элементов 15 нм. 
Научные интересы: ионно&плазменные технологии, солнечная 
энергетика, технологии микро& и наноэлектроники. Автор более 
50 научных публикаций, 18 изобретений и патентов.

Данилкин Евгений Владимирович – кандидат технических 
наук, инженер&технолог одного из крупнейших производителей 
интегральных схем в Восточной Европе ОАО «НИИМЭ и Микрон». 
Область научных интересов: моделирование процессов ионно&
плазменных технологий, технологий микро& и наноэлектроники. 
Автор 14 публикаций.

Мочалов Алексей Иванович – кандидат технических наук, 
профессор кафедры материалов и процессов твердотельной 
электроники МИЭТ. Автор учебного пособия «Металлизация 
ультрабольших интегральных схем», вышедшего в 2009 г. 
в издательстве «БИНОМ. Лаборатория знаний». В сферу его 
научных интересов входят технология, свойства и применение 
тонких пленок, плазменные технологии, водородная энергетика, 
системы металлизации интегральных схем. Автор более 
200 научных публикаций, 30 изобретений и патентов.




